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Abstract (de)
Die erfindungsgemasse Pulverspriihdiise zum Verspriihen von Beschichtungspulver weist einen Disen-Pulverkanal (1.1) und eine sich daran
anschliessende Miindung (1.3) mit einer Miindungséffnung (1.4) auf, aus der das Pulver aus der Pulversprihdise (1) austreten kann. Der
Disen-Pulverkanal (1.1) und die Mindung (1.3) sind aus einem Stiick hergestellt. Im montierten Zustand ist die Pulversprihdiise (1) mit einem
Elektrodenhalter (5) verbunden, der einen Elektrodenhalter-Pulverkanal (5.1) und einen darin angeordneten Haltesteg (5.3) zum Halten einer
Hochspannungselektrode (6) aufweist. Der Querschnitt des Elektrodenhalter-Pulverkanals (5.1) ist durch den Haltesteg (5.3) in Kreissegmente (8.1,
8.2) aufgeteilt, die zusammen eine erste Querschnittsflache (A1) bilden. Der Disen-Pulverkanal (1.1) weist aufgrund des in ihn hineinragenden
Haltestegs (5.3) einen ringférmigen Querschnitt (9) mit einer zweiten Querschnittsflache (A2) auf. Die erste Querschnittsflache (A1) und die zweite
Querschnittsflache (A2) sind gleich gross.
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